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(57) Abstract: The invention relates to a me-
thod for transporting flat transport goods,
particularly substrates (3) such as silicon wa-
fers and solar cells, on at least one conveyor
belt (2) of a conveyor belt system (1), whe-
rein the substrates (3) are held on a convey-
ing surface (5) of the conveyor belt (2) at
least in some cycles during the transport by
means of suction. In order to ensure impro-
ved slip-resistant and gentle transport of the
substrates (3) on the conveyor belt (2), accor-
ding to the invention along at least one of the
two longitudinal edges (7) of the strap (8) of
the conveyor belt (2) that extend in the trans-
port direction, in a plurality of positions (9)
spaced with respect to each other, underpres-
sure that is based on the Bernoulli effect is
generated by means of a guidance of a pressu-
re medium (11), such as compressed air, that
is controlled by a flow system (4), and, as a
result of the pressure difference between the
atmospheric pressure and the underpressure
generated at the respective position (9) for-
med at the respective position (9) on the lon-
gitudinal edge of the belt, the substrates (3)
are held with uniform pressure on the trans-

Fig. 1a

port surface (5) of the conveyor belt (2) with the contact surface.
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Transportieren von flachem Transportgut, insbesondere von Substraten (3) wie Silizium-
wafer und Solarzellen, auf mindestens einem Transportband (2) eines Transportbandsystems (1), bei dem die Substrate (3) aut ei-
ner Transportfliche (5) des Transportbandes (2) mindestens taktweise wihrend des Transports angesaugt gehalten werden. Um fiir
einen verbesserten rutschfesten und schonenden Transport der Substrate (3) auf dem Transportband (2) zu sorgen, wird erfin-
dungsgemil} entlang mindestens einer der beiden in Transportrichtung verlautenden Léngskanten (7) des Bandriemens (8) des
Transportbandes (2) an einer Vielzahl zueinander beabstandeter Positionen (9) mittels einer durch ein Strémungssystem (4) ge-
steuerten Fiihrung eines Druckfluidums (11) wie Druckluft jeweils ein auf dem Bernoulli-Effekt basierender Unterdruck erzeugt
und die Substrate (3) werden durch die an der jeweiligen Position (9) an der Langskante des Bandriemens gebildete Druckditfe-
renz zwischen dem atmosphérischen Druck und dem an der jeweiligen Position (9) erzeugten Unterdruck auf der Transportfliche
(5) des Transportbandes (2) mit der Auflagefliche gleichméBig angedriickt gehalten.



